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두 개의 전극(+, -)사이에 음이온 교환막과 양이온 교환막이 교대
로 배열된 EDI Stack 은 희석실(Dilute Chamber) 농축실로 배열된 EDI Stack 은 희석실(Dilute Chamber), 농축실
(Concentrate Chamber), 전해액실(Electrolyte Chamber)로 구성되
며, 희석실에는 음이온과 양이온의 혼합수지가 충진 되어 있습니
다. EDI Stack에 공급되는 물은 이들 세 곳의 Chamber를 통하여
멤브레인면에 평행으로 흘러 들어갑니다. 희석실로 유입된 이온
들은 이온교환수지에 치환되고 양끝에 있는 전극으로부터 발생들은 이온교환수지에 치환되고, 양끝에 있는 전극으로부터 발생
되는 직류전류에 의해 양이온들은 양이온 멤브레인을 투과하여
농축실로 이동하고 음이온들은 음이온 멤브레인을 투과하여 농
축실로 이동합니다. 양이온 Membrane은 희석실(D Chamber)로부
터 양이온을 투과시키지만, 농축실(C Chamber)로부터의 음이온
은 투과시키지 않습니다. 또한 음이온 멤브레인은 희석실로부터
음이온은 통과시키지만 농축실에서의 양이온은 투과시키지 않
습니다. 농축실에서 농축된 이온들은 재순환 되어 제거되고, 희
석실에서는 전해질이 제거된 초순수가 생산됩니다.  
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